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摘要(译)

激光诱导热成像设备包括基板支撑单元和激光束照射单元。基板支撑单
元和激光束照射单元相对于彼此移动，使得布置在基板支撑单元上的基
板通过从激光束照射单元照射的激光束在一个方向上扫描。激光束照射
单元包括光束产生单元，布置在光束产生单元中产生的线性激光束的路
径上的第一掩模，第一掩模包括沿线性激光束的长度方向布置的多个开
口，以及屏蔽单元，可移动以暴露第一掩模的所有多个开口或者屏蔽第
一掩模的多个开口中的至少一些。
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